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Compozit fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf şi polimer organic obţinut prin omogenizarea 
componentelor, caracterizat prin aceea că compozitul este obţinut prin amestecarea soluţiilor de As2Se3 sau As2S3 în 
monoetanolamină cu soluţia hidro-alcoolică de alcool polivinilic şi eliminarea solvenţilor, raportul componentelor fiind, 
% de masă: 
semiconductor calcogenic 17,0…83,0 
liant organic restul. 
 


